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Abstract (en)
[origin: ES8405849A1] Disclosed herein is an alloy for galvanizing object of steel which have a concentration of silicon lower than 0.45% by weight.
The alloy consists essentially of 0.5 to 1.5% by weight of lead, 0.005 to 0.2% by weight of germanium and the balance zinc. The alloy may further
contain 0.001 to 0.05% by weight aluminum.

Abstract (fr)
L'invention concerne la galvanisation des objets d'acier, notamment ceux qui contiennent du silicium. Elle se rapporte a un procédé de galvanisation
mettant en oeuvre un bain de galvanisation qui contient une quantité de germanium comprise entre 0,005 a 0,2 % en poids, avantageusement en
présence de 0,5 a 1,5 % en poids de plomb. Grace aux excellentes propriétés de fluidité et de tension superficielle, le bain peut étre utilisé a 440°C,
et il forme d'excellents revétements, méme sur les aciers contenant du silicium, & une température réduite, de l'ordre de 440°C. Application a la
galvanisation des aciers calmés et semi-calmés au silicium.
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